














专利名称(译) 阵列基板及其制造方法，以及液晶显示面板

公开(公告)号 US20160231629A1 公开(公告)日 2016-08-11

申请号 US14/382963 申请日 2014-05-15

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 XU XIANGYANG

发明人 XU, XIANGYANG

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1368 H01L29/423 H01L27/12 H01L29/51 H01L29/49 G02F1/1333 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/1362 H01L21/77 H01L27/12 G02F1/133345 H01L29/4908 H01L29/42364 H01L27/1218 H01L27
/1259 H01L29/513 G02F2001/133302 G02F1/1368 G02F1/136227 G02F1/134309 H01L29/42356 
H01L27/1248 H01L29/66765 H01L29/78669

优先权 201410075645.1 2014-03-03 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

阵列基板及其制造方法技术领域本发明涉及阵列基板及其制造方法，还
涉及液晶显示面板。阵列基板包括玻璃基板;形成在玻璃基板上的图案化
栅极金属层;栅极绝缘层形成在栅极金属层上;形成在栅极绝缘层上的图案
化有机绝缘层，其中有机绝缘层在与栅极金属层中的晶体管栅极对应的
区域中设置有开孔;形成在有机绝缘层上的图案化有源层，其中有源层的
一部分沉积在有机绝缘层中的开孔的外围和内部;以及在有源层上形成的
图案化的源极 - 漏极金属层。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050759834/publication/US2016231629A1?q=US2016231629A1
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